












专利名称(译) 内窥镜辅助设备

公开(公告)号 US20170202444A1 公开(公告)日 2017-07-20

申请号 US15/100097 申请日 2015-10-21

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
京东方光科技有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.
京东方光科学与TECHNOLOGY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.
京东方光科学与TECHNOLOGY CO.，LTD.

[标]发明人 CAO CHUNLEI

发明人 CAO, CHUNLEI

IPC分类号 A61B1/06 A61B5/00 A61B5/01 A61B1/04 A61B1/00

CPC分类号 A61B1/0684 A61B1/04 A61B5/746 A61B5/01 A61B1/00045 A61B1/00096 A61B1/0623 A61B1/07 
A61B5/6817 A61B90/30 A61B90/361 A61B2090/309

优先权 201510345139.4 2015-06-19 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种内窥镜辅助装置，其能够减少在物体上形成的光斑和光
影，并提高内窥镜观察结果的准确性。内窥镜辅助装置包括操作手柄和
彼此连接的探测体，其中，操作手柄上设置有开关装置。光学网格点设
置在探测体的表面上，并且由探测装置控制的光源和用于将光源的光反
射到探测体中的反射壳体设置在探测体的末端，用于操作处理。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ba855da0-b802-4ae8-b710-fc6c219e7b17
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/054109380/publication/US2017202444A1?q=US2017202444A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220170202444%22.PGNR.&OS=DN/20170202444&RS=DN/20170202444

